










































专利名称(译) 电致发光显示装置及其制造方法
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其他公开文献 CN1271891C

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种电致发光显示装置，是为了增大EL元件的有效发光面
积，以实现高亮度。而且在维持EL元件的发光亮度的同时，延长该EL元
件的寿命。在平面化绝缘膜(20)表面形成凹凸。阳极(22)的表面反映平面
化绝缘膜(20)的凹凸状而形成凹凸部。将空穴输送层(23)、发光层(24)、
电子输送层(25)及阴极(26)，以真空蒸镀法形成在阳极(22)上。因在空穴
输送层(23)、发光层(24)、电子输送层(25)及阴极(26)的表面反映阳极
(22)的凹凸形状，结果可分别形成凹凸部。由此，发光层(24)的有效发光
面积(S1)与现有例的(S0)相比而可以增大。
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